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本发明涉及高分子材料技术领域，更具体的

说是一种高分子材料制备工艺。本发明能够充分

的将高分子材料的性能激活，从而能充分的发挥

自身的性能。包括以下步骤：a：将用于制备高分

子材料的原料依次倒入搅拌容器中，进行高速充

分搅拌混合，搅拌完成后静置25‑35分钟；b：将搅

拌静置后的原料注入造粒机内制备成高分子球

体颗粒，收集在收纳瓶后冷藏冷却，然后将大小

不一以及不均匀的高分子球体颗粒筛除；c：将高

分子涂料加热搅拌后注入覆膜装置上；d：筛除剩

下的高分子球体颗粒投入到覆膜装置上，附上一

层高分子涂层，通过紫外线灯的照射将高分子涂

层进行激活处理。
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1.一种高分子材料制备工艺，其特征在于：包括以下步骤：

a：将用于制备高分子材料的原料依次倒入搅拌容器中，进行高速充分搅拌混合，搅拌

完成后静置25‑35分钟；

b：将搅拌静置后的原料注入造粒机内制备成高分子球体颗粒，收集在收纳瓶后冷藏冷

却，然后将大小不一以及不均匀的高分子球体颗粒筛除；

c：将高分子涂料加热搅拌后注入覆膜装置上；

d：筛除剩下的高分子球体颗粒投入到覆膜装置上，附上一层高分子涂层，通过紫外线

灯的照射将高分子涂层进行激活处理。

2.根据权利要求1所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述用于制备高分子材

料的原料由以下份数重量组成：硅橡胶25‑40份；重钙粉15‑30份；羟乙基纤维素10‑30份；碳

酸铵12‑32份；四溴双酚A10‑25份；热稳定剂21‑27份和光稳定剂22‑32份。

3.根据权利要求1所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述步骤b中冷却时间

为60分钟，冷却温度为零下12度。

4.根据权利要求1所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述覆膜装置包括半盒

体(101)、托架(104)、紫外线灯(204)和反射板轴(301)，多个托架(104)均匀分布在半盒体

(101)的内端，紫外线灯(204)设置在半盒体(101)上且位于托架(104)的上端，多个反射板

轴(301)均匀安装在半盒体(101)的下端且角度能够改变。

5.根据权利要求4所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述半盒体(101)的两

端分别设有一个槽轨(201)，紫外线灯(204)安装在灯架(202)上，灯架(202)的两端分别滑

动连接在两个槽轨(201)内。

6.根据权利要求5所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述紫外线灯(204)固

定在轴杆(203)上，轴杆(203)转动在灯架(202)上，轴杆(203)的一端固定有齿轮Ⅰ(205)，齿

轮Ⅰ(205)与半弧形齿条(206)啮合传动连接，半弧形齿条(206)固定在半盒体(101)上。

7.根据权利要求6所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：多个所述反射板轴

(301)上皆固定有齿轮Ⅱ(302)，半盒体(101)的下端设有两个底槽架(106)，两个棱板(304)

分别限位滑动在两个底槽架(106)内，两个棱板(304)上皆固定一个半齿环(303)；所述齿轮

Ⅱ(302)与半齿环(303)啮合传动连接。

8.根据权利要求7所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述反射板轴(301)的

内端还安装有紫外线灯条(305)。

9.根据权利要求4所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述半盒体(101)的前

后两端分别设有一个导轨槽(102)，两个边架(103)分别滑动连接在两个导轨槽(102)内，多

个托架(104)均匀固接在两个边架(103)之间。

10.根据权利要求4所述一种高分子材料制备工艺，其特征在于：所述半盒体(101)的右

端安装有两个储液箱(108)，两个储液箱(108)之间固定连接并连通两根喷淋管(107)。
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一种高分子材料制备工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及高分子材料技术领域，更具体的说是一种高分子材料制备工艺。

背景技术

[0002] 高分子材料现如今在医疗材料中常用到的一种材料，按来源的不同可分为天然、

半合成以及合成高分子材料，医用高分子材料由于其特殊的使用性，已经在医学领域中广

泛的进行应用，但是现有的高分子材料其自身的高分子性能无法被充分的激活，从而导致

高分子材料的性能不够稳定，且不能充分的发挥自身的性能。

发明内容

[0003] 为克服现有技术的不足，本发明提供一种高分子材料制备工艺，其有益效果为本

发明能够充分的将高分子材料的性能激活，从而能充分的发挥自身的性能。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种高分子材料制备工艺，包括以下步骤：

[0006] a：将用于制备高分子材料的原料依次倒入搅拌容器中，进行高速充分搅拌混合，

搅拌完成后静置25‑35分钟；

[0007] b：将搅拌静置后的原料注入造粒机内制备成高分子球体颗粒，收集在收纳瓶后冷

藏冷却，然后将大小不一以及不均匀的高分子球体颗粒筛除；

[0008] c：将高分子涂料加热搅拌后注入覆膜装置上；

[0009] d：筛除剩下的高分子球体颗粒投入到覆膜装置上，附上一层高分子涂层，通过紫

外线灯的照射将高分子涂层进行激活处理。

[0010] 所述用于制备高分子材料的原料由以下份数重量组成：硅橡胶25‑40份；重钙粉

15‑30份；羟乙基纤维素10‑30份；碳酸铵12‑32份；四溴双酚A10‑25份；热稳定剂21‑27份和

光稳定剂22‑32份。

[0011] 所述步骤b中冷却时间为60分钟，冷却温度为零下12度。

[0012] 所述覆膜装置包括半盒体、托架、紫外线灯管和反射板轴，多个托架均匀分布在半

盒体的内端，紫外线灯管设置在半盒体上，紫外线灯管位于托架的上端，半盒体的底面设有

多个槽口，多个反射板轴分别转动连接在多个槽口的内端，多个反射板轴的角度能够改变。

附图说明

[0013] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。

[0014] 图1为高分子材料制备工艺的流程图；

[0015] 图2和图3为覆膜装置的结构示意图；

[0016] 图4为覆膜装置的剖视结构示意图；

[0017] 图5为覆膜装置的部分配合结构示意图；

[0018] 图6为紫外线灯管的结构示意图；
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[0019] 图7为半盒体和多个反射板轴的配合结构示意图；

[0020] 图8为图7的部分结构示意图；

[0021] 图9为托架的结构示意图；

[0022] 图10为喷淋管和储液箱的结构示意图；

[0023] 图11为图8的局部放大结构示意图。

具体实施方式

[0024] 一种高分子材料制备工艺，包括以下步骤：

[0025] a：将用于制备高分子材料的原料依次倒入搅拌容器中，进行高速充分搅拌混合，

搅拌完成后静置25‑35分钟；

[0026] b：将搅拌静置后的原料注入造粒机内制备成高分子球体颗粒，收集在收纳瓶后冷

藏冷却，然后将大小不一以及不均匀的高分子球体颗粒筛除；

[0027] c：将高分子涂料加热搅拌后注入覆膜装置上；

[0028] d：筛除剩下的高分子球体颗粒投入到覆膜装置上，附上一层高分子涂层，通过紫

外线灯的照射将高分子涂层进行激活处理。

[0029] 所述用于制备高分子材料的原料由以下份数重量组成：硅橡胶40份；重钙粉30份；

羟乙基纤维素30份；碳酸铵32份；四溴双酚A25份；热稳定剂27份和光稳定剂32份。

[0030] 所述步骤b中冷却时间为60分钟，冷却温度为零下12度。

[0031] 如图2至5所示：

[0032] 所述覆膜装置包括半盒体101、托架104、紫外线灯管204和反射板轴301，多个托架

104均匀分布在半盒体101的内端，紫外线灯管204设置在半盒体101上，紫外线灯管204位于

托架104的上端，半盒体101的底面设有多个槽口105，多个反射板轴301分别转动连接在多

个槽口105的内端，多个反射板轴301的角度能够改变；

[0033] 将筛除剩下的高分子球体颗粒附上一层高分子涂层后嵌入在多个托架104上的多

个圆口内，位于半盒体101内的高分子球体颗粒均匀分布，将紫外线灯管204通电开启后，紫

外线灯管204对半盒体101内的高分子球体颗粒表面的高分子涂层进行照射，从而激活高分

子球体颗粒表面的活性基团，从而制得的高分子材料性能被充分激活从而更稳定；

[0034] 当紫外线灯照射在反射板轴301上时，经过反射板轴301的阻挡后，使得紫外线灯

发生折射，改变紫外线光的照射角度，使得角度折射后的紫外线光能够照射在球体材料的

饿底面上，从而能够对球体材料的底面进行照射。

[0035] 如图2至6所示：

[0036] 所述覆膜装置还包括槽轨201和灯架202，半盒体101的两端分别设有一个槽轨

201，紫外线灯管204安装在灯架202上，灯架202的两端分别滑动连接在两个槽轨201内；

[0037] 紫外线灯管204通过灯架202在两个槽轨201内滑动，从而增加了紫外线灯管204的

活动范围以及照射的范围，进而能够对多个托架104上的高分子球体材料进行照射，多个托

架104上的球体均能够被照射到。

[0038] 如图5至6所示：

[0039] 所述覆膜装置还包括轴杆203、齿轮Ⅰ205和半弧形齿条206，紫外线灯管204固定在

轴杆203上，轴杆203转动在灯架202上，轴杆203的一端固定有齿轮Ⅰ205，齿轮Ⅰ205与半弧形
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齿条206啮合传动连接，半弧形齿条206固定在半盒体101上，轴杆203的后端通过联轴器与

电机Ⅰ的输出轴固定连接，电机固定在灯架202上。

[0040] 电机Ⅰ启动带动轴杆203和齿轮Ⅰ205转动，齿轮Ⅰ205通过与半弧形齿条206的啮合

传动带动灯架202在槽轨201内滑动，同时轴杆203带动紫外线灯管204发生转动，紫外线灯

管204向两侧移动的同时还能够向两侧转动，从而使得紫外线灯管204能够正对两侧的球体

材料，进而能够充分的对两侧的多个紫外线灯管204进行充分的照射。

[0041] 如图7至8所示：

[0042] 所述覆膜装置还包括齿轮Ⅱ302、半齿环303、棱板304和底槽架106，多个反射板轴

301上皆固定有齿轮Ⅱ302，半盒体101的下端设有两个底槽架106，两个棱板304分别限位滑

动在两个底槽架106内，棱板304上安装有两个限位环，两个限位环分别与底槽架106的前后

两端贴合，限制了半齿环303前后窜动，两个棱板304上皆固定一个半齿环303；所述齿轮Ⅱ

302与半齿环303啮合传动连接；

[0043] 位于左右两侧的反射板轴301皆处于倾斜状态，当两个半齿环303背离滑动时带动

两侧的齿轮Ⅱ302进行转动，两个齿轮Ⅱ302带动与其对应的反射板轴301进行转动，从而改

变了多个反射板轴301的角度，进而使得照射在反射板轴301上的紫外线光的折射角度发生

改变，从而使得紫外线灯被折射向更多的方向，改变方向后的紫外线光能够从更多的方向

照射在球体材料底面的高分子涂层上，进而能够更充分的对高分子材料进行照射，充分激

活高分子涂层的活性基团。

[0044] 如图8所示：

[0045] 所述覆膜装置还包括紫外线灯条305，反射板轴301的内端还安装有紫外线灯条

305，紫外线灯条305通电启动后发出的紫外线光能够对高分子球体材料的底面进行照射，

配合角度发生改变的反射板轴301，能够更灵活充分的对球体材料进行照射和激活。

[0046] 如图2和图10所示：

[0047] 所述覆膜装置还包括导轨槽102和边架103，半盒体101的前后两端分别设有一个

导轨槽102，两个边架103分别滑动连接在两个导轨槽102内，多个托架104均匀固接在两个

边架103之间；

[0048] 导轨槽102的右端处于开放的状态，从而多个托架104能够从导轨槽102的右端装

入或取出，当紫外线灯管204和紫外线灯条305同时开启对球体进行照射时，可以手握一个

边架103沿着导轨槽102的轨迹滑动，进而带动多个托架104上的球体往复沿着弧形轨迹进

行滑动，从而改变了多个托架104的位置，配合紫外线灯管204滑动的照射以及多个紫外线

灯条305角度改变的照射，进而能够更充分的对球体材料进行照射激活处理。

[0049] 如图11所示：

[0050] 所述覆膜装置还包括喷淋管107和储液箱108，半盒体101的右端安装有两个储液

箱108，两个储液箱108之间固定连接并连通两根喷淋管107。一个储液箱108上安装有带控

制阀门的进液管，用于向储液箱108内注入液态高分子材料，喷淋管107的内端安装有高压

喷嘴，用于喷出高分子液体材料；

[0051] 将高分子液体涂料加热搅拌后注入至储液箱108内，涂料流经喷淋管107从高压喷

嘴喷出，手握两个边架103带动多个托架104上的多个球体从两个喷淋管107之间经过后，两

个边架103滑入至两个导轨槽102内，同时从两个喷淋管107之间经过的多个球体被喷附一
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层高分子涂层。

[0052] 如图7至9所示：

[0053] 所述所述覆膜装置还包括凸板306、转轴307和转板308，两个半齿环303的内端分

别固定连接一个凸板306，两个凸板306之间固定有拉簧，拉簧使得两个半齿环303之间常态

下处于相互靠近的状态，转板308固定在转轴307上，转轴307通过联轴器固定在电机Ⅱ的输

出轴上，电机Ⅱ固定在半盒体101上；

[0054] 电机Ⅱ启动带动转轴307和转板308转动，转板308转动不断挤压两个凸板306，进

而带动两个半齿环303相互靠近或远离滑动，从而通过多个齿轮Ⅱ302带动多个反射板轴

301进行转动，进而从更多的角度个方向对高分子球体材料进行照射。
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图1

图2
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图3

图4
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图5
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图6
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图7

图8
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图9
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